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 授賞理由 

 本成果は，パッシブ熱放射を利用した独創的な分光イメージング手法を提案するとともに，マルチス

リットを用いて干渉鮮明度を向上させることで，中赤外パッシブ分光イメージングの実現可能性を示し

た点が高く評価されました．また，血糖値計測やガス検知などへの応用可能性が示され，医療・環境計

測分野への展開も期待されることから，光設計特別賞を授与いたします． 

 概要 

 分光サーモグラフィとも呼べる技術であり, 物体の熱から放出される中赤外領域の放射光の分光特性

から成分分布の計測が可能である. 波面分割型准共通光路の位相シフト干渉光学系によるフーリエ分光

法であり, 機械振動に高い頑健性を有している. また, マルチスリットを共役面に配置する事により, 高

い干渉鮮明度を取得する事が可能となり, 常温での中赤外パッシブ分光イメージングが可能になった. 

 

  

 


